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Abstract (en)
Support device (1) comprises a holding unit (13) which rotates about an axis of rotation (A) which runs inclined at an acute angle (alpha ) in relation
to the vertical (V). An independent claim is also included for a method for galvanizing workpieces (29) using the above support device.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Tragvorrichtung (1) zum Halten eines oder mehrerer Werkstücke (29) beim Galvanisieren, wobei eine
Halteeinrichtung (13) drehbar um eine Drehachse (A) an der Tragvorrichtung (1) aufgehängt ist, wobei die Halteeinrichtung (13) derart ausgestaltet
ist, dass ein oder mehrere Werkstücke (29) radial beabstandet von der Drehachse (A) gehalten sind, und wobei ein Antrieb (21) zum Rotieren der
Halteeinrichtung (13) um die Drehachse (A) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehachse (A) in einem spitzen Winkel (±) bezüglich
der Vertikalen (V) geneigt verläuft. Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren zum Galvanisieren eines oder
mehrerer Werkstücke (29) mit den folgenden Schritten bereitgestellt: Befestigen der zu beschichtenden Werkstücke (29) in einer Halteeinrichtung
(13), die in einer Tragvorrichtung (1) drehbar um eine Drehachse (A) aufgehängt ist, so dass die Werkstücke (29) radial beabstandet von der
Drehachse (A) gehalten werden, und die Drehachse (A) in einem spitzen Winkel (±) bezüglich der Vertikalen (V) geneigt verläuft, und Rotieren der
Halteeinrichtung (13) um die Drehachse (A) während eines Schrittes beim Galvanisieren.
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